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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le CEA-Leti inaugure la première ligne Européenne 300mm dédiée aux applications Intégration 3D 

GRENOBLE, France — 18 Jan. 2011 — Le CEA-Leti, reconnu comme un des leaders mondiaux au niveau recherche et développement pour l’intégration 3D, va considérablement augmenter son offre globale de recherche dans le domaine par l’ouverture de sa ligne complète dédiée 3D 300mm au sein de sa plateforme technologique CMOS.
Cette nouvelle capacité de R&D, ajoutée aux lignes CMOS 200 et 300mm déjà existantes, permettra au CEA-Leti d’offrir à ses clients et partenaires une capacité complète et cohérente de R&D et de prototypage pour l’ensemble des applications d’intégration hétérogènes sur Silicium.
Cette nouvelle ligne comprend des équipements de lithographie, de gravure profonde, de dépôts de matériaux isolants et conducteurs, de nettoyage et de gravure humide ainsi que de mise en boitiers. Les possibilités de développements technologiques seront disponibles pour l’ensemble des partenaires et futurs clients du CEA-Leti. Ces mêmes partenaires pourront également profiter de la « boite à outils » 3D TSV du CEA-Leti (incluant l’ensemble des procédés élémentaires comme l’amincissement des plaques, l’alignement, le collage, et les technologies d’interconnexions) dans le but d’optimiser la fabrication de puces et démonstrateurs. Les partenaires pourront également profiter de l’ensemble des compétences du CEA-Leti en terme de design et nano-caractérisations. 

« Cette nouvelle ligne offrira de nouvelles possibilités de R&D 300mm en intégration 3D uniques au monde pour les équipementiers et partenaires du Leti, déclare Laurent Malier, directeur du CEA-Leti ». 

A propos du CEA-Leti
Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un organisme public de recherche qui intervient dans quatre grands domaines : les énergies décarbonées, la défense et la sécurité globale, les technologies pour l’information, et les technologies pour la santé. Pour développer l'innovation dans chacun de ses domaines, il s'appuie sur une recherche fondamentale d'excellence en sciences de la matière et en sciences de la vie.  Au sein du CEA, le Laboratoire d'Électronique de Technologie de l'Information (CEA-Leti) travaille en étroite collaboration avec l’industrie pour accroître leur compétitivité par le développement et le transfert de technologies innovantes. C’est la réussite de cette mission qui justifie le label Carnot attribué à l’institut Leti depuis 2006. Le CEA-Leti concentre son activité sur les micro et nano technologies et leurs applications aux systèmes et composants de communication sans fil, à la biologie et la santé, à l'imagerie, et aux Micro-Nano Systèmes (MNS). Partenaire principal du campus MINATEC, le CEA-Leti dispose de 8 000 m² de salle blanche de dernière génération, fonctionnant 24h/24 et 7j/7, pour le traitement de plaquettes de 200mm et 300mm de diamètre. Avec ses 1 200 employés, le CEA-Leti forme plus de 150 doctorants et accueille 200 collaborateurs des sociétés partenaires. Le CEA-Leti dispose d'un portefeuille de plus de 1 500 brevets. Pour plus d’information, visitez notre site web www.leti.fr
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